CENTRUM
: I TRANSFERU TECHNOLOGII

POLITECHNIKI POZNANSKIE]

Zaproszenie do sktadania ofert na licencje/nabycie praw do rozwigzania Politechniki Poznanskiej pt.:

Uktad pomiaru czasu lub predkosci napetniania wneki formy odlewniczej
o matym przekroju

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Przedmiotem wynalazku jest uktad pomiaru czasu lub predkosci napetniania wneki formy odlewniczej zawierajgcy
Swiattowody (3), system rejestracji sygnatu (2) swietlnego oraz analityczny system informatyczny (4)
charakteryzujacy sie tym, ze we wnece formy odlewniczej (1) w zdefiniowanych, znanych odlegtosciach od miejsca
doprowadzenia ciektego stopu (6) umieszczone sg $wiattowody (3), ktérych wolne korice (5) wyprowadzone s3
na zewnetrz formy do systemu rejestracji sygnatu swietlnego (2) potaczonego z analitycznym systemem
informatycznym (4).
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Rys. 1. Schemat modelu odlewniczego z uktadem wedtug wynalazku. Rys. 2. Schematyczny model odlewniczy

do wytwarzania form - spiralna préba lejnosci.

Rys. 3. Widok oprzyrzadowania do przygotowania formy odlewniczej.
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Zalety rozwigzania i przewaga rynkowa

mozliwos¢ okreslania lokalnych czaséw lub predkosci napetniania wneki formy odlewniczej, gdzie istotny jest
wpltyw zréznicowanej materiatowo formy oraz stanu powierzchni kontaktu pomiedzy medium ptyngcym
we wnece, a samg formg,
wprowadzony do formy swiattowdd, jako materiat o matej przewodnosci cieplnej w stosunku do stosowanych
powszechnie kontaktéw metalowych, nie hamuje sie strugi ciektego metalu wynikajgcego z obecnosci
dodatkowych krysztatéw fazy statej czyli spadku fazy ciektej,

zastosowanie opatentowanej metody ma szczegdlne znaczenie we wnekach form o matych przekrojach,
wynikajaca z konstrukcji uktadu pomiarowego idea pomiaru czasu lub rozktadu predkosci napetniania wneki
formy odlewniczej wedtug wynalazku, miedzy innymi we wnece spiralnej préby lejnosci i w pretowe]j prébie
lejnosci, jest pomystem oryginalnym i wczes$niej niestosowanym.

Potencjalni klienci

Odlewnie stosujgce formy piaskowe do wytwarzania gtéwnie odlewdw zeliwnych.

Poziom gotowosci technologicznej (TRL)

TRL 9 - potwierdzono skutecznosé technologii w warunkach przemystowych.

Stan ochrony prawnej

Przyznany patent
Uktad pomiaru czasu lub predkosci napetniania wneki formy odlewniczej nr Pat.231644
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.415693

Preferowana forma komercjalizacji

Sprzedaz praw, licencja wytgczna/niewytgczna.

Forma przekazania praw

Dokumentacja patentowa, dokumentacja techniczna, oprzyrzagdowanie, prototyp.

Informacje dodatkowe

1.
2.

N

Niniejsze zaproszenie do sktadania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapiséw Kodeksu Cywilnego.
Politechnika Poznanska (PP) odrzuci oferte, jezeli bedzie zawierata razgco niskg cene w stosunku do wartosci
rozwigzania.

PP w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene, zwréci sie do oferenta o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na cene.

PP wezwie oferentéow do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych, jezeli nie bedzie mozliwe
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na otrzymanie ofert z takg sama cena.

PP zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania, jezeli ztozone oferty bedg zawieraty ceny,
ktdrych wartosé nie bedzie przewyzszata wartosci rozwigzania.

PP zastrzega sobie mozliwos$¢ podjecia negocjacji z wybranymi oferentami.

PP ma prawo bez podania przyczyny odstgpi¢ od prowadzonego postepowania bez wyboru oferty.

Zawarcie umowy jest uwarunkowane spetnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa
obowigzujacymi uczelnie.

Sposdb sktadania ofert

Oferty powinny by¢ sktadane w jezyku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii
Politechniki Poznanskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.



Dane kontaktowe
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